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Wafermap in 4 Zeilen

Effizient Data Mining Anwendungen erstellen

Ein Teufel im Wald: Feature Selection fir die Ursachenanalyse

Big Data

Fortschritt und Flexibilitdt brauchen gute Dateninfrastruktur und Full Stack Experts
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Elmos Semiconductor AG
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Expert in analog mixed signal solutions -
focused on automotive market EI | | |OS

A Development, production &
marketing ofiCs & pressure sensors

A Longproductlife cycles

N

A ~85%automotive salesin 2017)

A ~15%mnon-automotive salesin 2017)
R

A Headquartersn Dortmund,

Germany
A Worldwide sales offices and

application support
‘ A Multiple design centers
—

From a statistical point of view:4EImoslCsin every new car

Source: EImos



Innovativeproductsand strongmarketpositionsservethe
megatrends

Source: EImos

Business Line 1

Smart Sense

Rangingand Sensor ICs

Business Line 2

Smart Control

Lightingand Motor Control

Business Line 3

Smart Systems

Safety Powerand Custom ICs

elmos®
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A Ultrasonic Parking Assistance
A Ambient LED Light

A Climate Applications
A Gesture Control
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A Driver Assistance Systems

A Less C@ Electric Vehicles

A More Safety & Comfort
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A products for completely new
applications

A innovative next generation ICs f
Elmoscore applications with
extended functionality



Expertin analog mixedignal solutions -
focused on automotive market EI 'Maos
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Silicon Valley
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Datengesteuerte Halbleiterfabrik
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Datenhaushalt und Datennutzung bei EImos E] ' |OS.

AWir sind Entwickler und Hersteller von Systemlésungen auf Halbleiterbasis
AWir produzieren mehr al600 Mio. Halbleiterchipsro Jahr (2019).

AUnserHalbleiterchip erfahrtvahrend der Produktiotbis zu 500 Arbeitsschrittedabei entstehen unzahlige Messwerte
und Bewegungsdaten.

AZudem wird jedeunserenHalbleiterchips unteverschiedenen Umweltbedienungen auf Funktionalitat getestet und
Vermessen. Dabei entsteh@mo Chipbiszu 9000Messwerte
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elmos

AWir planen, steuern und produzieren mit Daten.

AUnsere Daten werden hauptsachlich in einsstationalenDatenbankmodel gehalten. Das Model bildet die meisten
Ablaufe im Unternehmen ab.

A Die Datenbank, die das Model beheimatet basiert auf Oracle Software
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elmos®

Plasmaanlage mit 7 Einzelwatéammern
Graurraumansichtca2,5m x 1,5m x 1,8 m
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Messung jedes
Bauteils
Typ. mehr als 100

Messung jedes Bauteils
Typ. mehr als 100

Gesamt:

Umgebung: Einzelmesswerte / Einzelmesswerte / Bauteil
- Luftdruck Bauteil Typ. Temperaturbereich -
- Temperatur Typ. 40° - >125°

- Feuchte Temperaturbereich -

- Defektdichte 40° - >125°

Zeitverlaufe:

- Standzeit Optische
- Dauer Kontrolle
Abzugskraft

Tape

Optische
Kontrolle
Bond pull &
share

Uberwachung
Maschinenparameter
Messung primar
Physikalischer
GrolRen zur
Prozesskontrolle

Messung der
Einzelbauelemente
( f A, oV
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Advanced Analytics Toolchain
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A Oracle Datenbank als Datenquelle
AR als Statistik Toolkit

A Shinyfur Webanwendungen

T .Web: Shiny

.Statistik: R

([ )
Quelle:Oracle
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elmos®

ARis a language and environment for statistical computing and graphics. 1z/is a which is similar to the S
language and environment which was developed at Bell Laboratories (formerly AT&T, now Lucent Technologies) by .
Chambers and colleagues. R can be considered as a different implementation of S. There are some important differe
but much code written for S runs unaltered under R.

AR provides a wide variety of statistical (linear and nonlinear modelling, classical statistical testerigseanalysis,

Of  AaaAFAOI A2y T OfdzAGSNAY3IAS X0 FYyR INFLKAOIE GSOKYAI
choice for research in statistical methodology, and R provides an Open Source route to participation in that activity.

AhyS 2F wQa &aiNFBy 3l K adesigied pukliSatioiyliatitySplots dan e prodkided icludirg t f
mathematical symbols and formulae where needed. Great care has been taken over the defaults for the minor desig
choices in graphics, but the user retains full control.

AR is available as Free Software under the terms o®the Q3 In‘source
code form. It compiles and runs on a wide variety of UNIX platforms and similar systems (including FreeBSD and Lir
Windows andVlacOS

Quelle: https://lwww.rproject.org/about.html


http://www.gnu.org/
http://www.gnu.org/
https://www.r-project.org/COPYING

Whatis Shiny elmos’

Shiny is an R package that makes it easy to
build interactive web apps straight from R. You
can host standalone apps on a webpage or

embed them in documents or
build - You can also extend your
Shiny apps with : , and
JavaScripi

Quelle: https://shiny.rstudio.com/
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http://rmarkdown.rstudio.com/
http://rstudio.github.io/shinydashboard/
http://rstudio.github.io/shinythemes/
http://www.htmlwidgets.org/
https://github.com/daattali/shinyjs/blob/master/README.md

Studic elmos®

RStudio

ARStudids an integrated development environment (IDE) for R. It includes a console,-sygitdéighting editor that
supports direct code execution, as well as tools for plotting, history, debugging and workspace management.

ARStudids available in open source and commercial editions and runs on the desktop (Windows, Mac, and Linux) or i
browser connected t&RStudidServer olRStudidServer Pro@ebiariUbuntu, RedHatCentOS, and SUSE Linux).
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Quelle: https://lwww.rstudio.com/products/RStudio/
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Wafermap in 4 Zeilen
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A Halbleiterchips werden auf Wafer produziert. Das sind Scheiben
aus monokristallinen Silizium, die etwa ein Millimeter dick sind.

A EineWafermapist ein digitales Abbild eine&/afers
(Digital TwinX 0

A Sieenthalt alle zur Verfiigung stehenden Informationen (iber
einenProduktionsWafer:
.
.
.

Abmessungen
die Position jedes ChipS auf dewiafer Ingot aus monokristallinem Silicium
eindeutige Identifikationsnummer jedes Chips Quelle: de.wikipedia.org

die Information, ob dieser Chip nach allen durchgeflhrten Tests
iInnerhalb der vorgegebenen Parametanktioniert (Testwerte)

eli OX

Wafer von 2Zoll bis &oll
Quelle: de.wikipedia.org



Wafermapin 4 Zeilen: Vom Wafer aWafermap EI I |OS.

8 Zoll Wafer
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